1. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas (1), 

apimantis poliarizaciją transformuojantį optinį elementą (2), kuriame poveikis į jį krentančio pluošto (3) poliarizacijai priklauso nuo pluošto spindulio skersinės padėties elemento (2) apertūroje, o perėjimas tarp padėčių, kurias kertantys pluošto (3) spinduliai patiria skirtingą poveikį poliarizacijai, yra tolygus, 

bei poliarizaciją analizuojantį optinį elementą (4), kurio pralaidumas ir/arba atspindys priklauso nuo lazerinės spinduliuotės poliarizacijos krypties, 

nuosekliai išdėstytus tiesiškai poliarizuoto lazerinio pluošto (3), apibūdinamo pradiniu bangos frontu (6), kelyje, kurie bendrai veikdami įneša lokalinius pluošto galios nuostolius bei sukuria tam tikrą pralaidumo raštą, aprašomą skirstiniu TXY, 

ir tuo būdu suformuoja išėjimo pluoštą (5), kurio intensyvumo pasiskirstymas IXY1 plokštumoje statmenoje pluošto sklidimo krypčiai nesutampa su įėjimo pluošto (3) intensyvumo pasiskirstymu IXY0,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

minėtas poliarizaciją transformuojantis optinis elementas (2) turi fazinės plokštelės savybių, ir yra pagamintas iš skaidrios optiškai izotropinės medžiagos, jos tūryje suformuojant bent vieną anizotropinį sluoksnį (8) su įrašytomis dvejopai šviesą laužiančiomis nanogardelėmis, atsirandančiomis dėl savaiminio medžiagos struktūros persitvarkymo paveikus femtosekundiniais tiesiškai poliarizuotos lazerinės spinduliuotės impulsais, 

kur fazės vėlinimas tarp dviejų statmenų poliarizacijos dedamųjų visose skersinėse padėtyse yra vienodas, o skirtingas poveikis pluošto (3) spindulių poliarizacijai yra pasiekiamas parinkus reikiamus kampus tarp minėtų įrašytų dvejopai šviesą laužiančių nanogardelių lėtųjų ašių (10) krypčių ir pradinio pluošto (3) tiesinės poliarizacijos krypties P0;
minėto išėjimo pluošto (5) bangos frontas (7) sutampa su pradiniu bangos frontu (6) pusės bangos ilgio tikslumu.

2. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal 1 punktą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

optinio elemento (2) tūryje suformuotų anizotropinių sluoksnių (8) suminis storis užtikrina π radianų dydžio fazės vėlinimą tarp dviejų statmenų poliarizacijos dedamųjų.

3. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

optinio elemento (2) tūryje suformuotų anizotropinių sluoksnių (8) suminis storis užtikrina π/2 radianų dydžio fazės vėlinimą tarp dviejų statmenų poliarizacijos dedamųjų, o į formuotuvo (1) sudėtį įeina λ/4 bangų plokštelė, patalpinta prieš poliarizaciją transformuojantį optinį elementą (2).

4. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pluošto (3) bangos ilgis yra ribose nuo 400nm iki 1550nm. 

5. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išėjimo pluoštas (5) yra gaunamas iš optinio elemento (4) praleistos spinduliuotės.

6.Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išėjimo pluoštas (5) yra gaunamas iš optinio elemento (4) atspindėtos spinduliuotės.

7.Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skaidri optiškai izotropinė medžiaga, iš kurios yra pagamintas elementas (2), yra lydytas kvarcas. 

8.Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skaidri optiškai izotropinė medžiaga, iš kurios yra pagamintas elementas (2), yra TiO2:SiO2 stiklas. 

9.Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad poliarizaciją analizuojantis optinis elementas (4) yra tiesinis poliarizatorius.

10. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skirstinys TXY (18), aprašantis pralaidumo raštą, yra tinkamas transformuoti gausinio profilio (20) pluoštą (21) į pluoštą (22), aprašomą super-Gauso funkcija (23).

11. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suminiai nuotoliai, įskaitant barstymus ant optinio elemento (2) medžiagoje suformuotų nehomogeniškumų, neviršija 50%.

12. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvo (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų panaudojimas lazerinėje sistemoje tarp osciliatoriaus (31) ir stiprintuvo (32) arba tarp kelių stiprintuvų (33, 34, 35). 

13. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvo panaudojimas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuotuvo (1) išėjimo pluošto (5) kelyje yra erdvinio filtravimo sistema (36).

14. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvo panaudojimas pagal bet kurį iš 12-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stiprinimo pakopų (32, 34, 35), optinėje grandinėje esančių už formuotuvo (1), aktyvusis elementas yra anizotropinis, kuris veikia kaip poliarizaciją analizuojantis optinis elementas, o formuotuvas (1) yra sudarytas tik iš poliarizaciją transformuojančio optinio elemento (2). 

15. Lazerinio pluošto skersinio profilio formuotuvo panaudojimas pagal bet kurį iš 12-14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarpe tarp osciliatoriaus (31) arba stiprintuvo (33), po kurių optinėje grandinėje yra patalpintas formuotuvas (1), ir/arba tarpe tarp formuotuvo (1) bei vėliau einančios stiprinimo pakopos (stiprintuvai 32, 34, 35) yra λ/2 fazinės plokštelės (39, 40).

